Grupo de Trabalho para Planejamento do Retorno

& UH :
4 =i | CORONAVIRUS
‘ Gradual das Atividades Didaticas Praticas

ANO S
1920 | 2020 CcOovID-19

Instituto de Quimica (IQ)

CCMN - Centro de Ciéncias Matematicas e da
Natureza

Mapeamento dos espacos de atividades
didaticas praticas na graduacao da UFRJ




IQ/CCMN

Quadro de classificacao

Ocupacio em
contexto de
pandemia
(pessoas)

Possibilidade de Possibilidade de Ocupacio antes da
. atividade distanciamento Classificacao Periodicidade de troca pandemia
fisico (pessoas)

Risco Baixo/

A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,

401 Sim . , - Mascara de tecido ou cirirgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 20 29
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Médio/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
403 Sim - , . Mascara de tecido ou cirurgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 12 4
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Baixo/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
409 Sim . , - Mascara de tecido ou cirirgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 20 24
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Baixo/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
501 Nao Sim . , - Mascara de tecido ou cirirgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 18 23
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Médio/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
502 Nao Sim - , . Mascara de tecido ou cirurgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 18 25
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Baixo/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
503 Nao Sim . . ., .. Mascara de tecido ou cirurgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 18 25
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Baixo/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
504 Nao Sim Mascara de tecido ou cirurgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 18 21

Em qualquer um dos ambientes, recomenda-se o uso de face shield. durante a realizagao de procedimentos que promovam a geragao de

Exposicao Média

para respirar.

goticulas e aerossais.



IQ/CCMN

Ocupacio em

Possibilidade de Possibilidade de Ocupacio antes da
. atividade distanciamento Classificacao Periodicidade de troca pandemia
fisico (pessoas)

contexto de
pandemia

A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,

~ . Risco Médio/ , . o, .. . .
505 Nao Sim . , - Mascara de tecido ou cirirgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 18 18
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Baixo/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver timida,
509 Nao Sim o~ , .- Mascara de tecido ou cirargica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 10 13
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Baixo/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
511 Nao Sim - . .. Mascara de tecido ou cirurgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 16 20
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Baixo/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
525 Nao Sim L , . Mascara de tecido ou cirurgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 15 8
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Baixo/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
531 Nao Sim o~ , .- Mascara de tecido ou cirargica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 12 14
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Baixo/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
533 Nao Sim - . .. Mascara de tecido ou cirurgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 12 14
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Médio/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
619 Nao Sim . , . Mascara de tecido ou cirurgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 18 37
EXpOSlQaO Medla nara Y’PQI’\I.Y’QI‘

Em qualquer um dos ambientes, recomenda-se o uso de face shield. durante a realizagdo de procedimentos que promovam a geragado de

goticulas e aerossois.



IQ/CCMN

Ocupacio em

Possibilidade de Possibilidade de Ocupacio antes da
. atividade distanciamento Classificacao Periodicidade de troca pandemia
fisico (pessoas)

contexto de
pandemia

A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,

620 Nao Sim RSO MNe le/, . Mascara de tecido ou cirturgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 18 22
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Médio/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
623 Nao Sim . n , .- Mascara de tecido ou cirargica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 18 36
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Médio/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
625 Nao Sim - . .. Mascara de tecido ou cirurgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 16 25
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Médio/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
628 Nao Sim . , - Mascara de tecido ou cirirgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 20 14
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Médio/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
631 Nao Sim . n , .- Mascara de tecido ou cirargica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 24 37
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Médio/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
639 Nao Sim - . .. Mascara de tecido ou cirurgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 20 40
Exposicao Média .
para respirar.
Risco Baixo/ A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
531-A Nao Sim Mascara de tecido ou cirurgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 12 12

Exposicao Média

nara rednirar

Em qualquer um dos ambientes, recomenda-se o uso de face shield. durante a realizagdo de procedimentos que promovam a geragado de
goticulas e aerossois.



IQ/CCMN

Possibilidade de Possibilidade de Ocupacio antes da Oci::lli:i;?;;n
. atividade distanciamento Classificacao EPIs Periodicidade de troca pandemia

g andemia
fisico (pessoas) P
(pessoas)

A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,

614A Nao Sim Riseo B%IXO/ , - Mascara de tecido ou cirirgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 12 16
Exposicao Média para respirar

Pglo . . L 4 A cada duas ou trés horas ou quando estiver imida,
Xistoquimica- ~ . Risco Médio/ , . . .. : .
. a0 Sim . , - Mascara de tecido ou cirirgica. com sujidade, danificada ou se houver dificuldade 5 8
Laboratorio Exposi¢ao Média ara respirar
LabiPetro P pirar-
370 485

Em qualquer um dos ambientes, recomenda-se o uso de face shield. durante a realizagao de procedimentos que promovam a geragao de
goticulas e aerossais.



IQ/CCMN

N° da sala/laboratério Area itil (m?)

Os espacgos relacionados requer validagdo da area util

401 66,80 , . §
409 55,08 informada visto que a ocupagdo em contexto de
501 $3.40 pandemia ¢ maior que antes da pandemia, considerando
502 56,70 o distanciamento interpessoal de 1,5 m adotado pela
503 57,00 UFRJ.

504 48,00

509 30,50

S11 45,50

531 32,13

533 33,29

619 84,17

620 51,49

623 82,42

625 56,92

631 84,14

639 90,33

614A 37,59

Pdlo Xistoquimica- Laboratorio LabiPetro 20,00




IQ/CCMN

Validacao da area efetiva de ventilacao

N° da sala/laboratério Ventilaciao Janelas (m?) Ventilacao Portas (m?) Ventilacao Total (m?)
Polo Xistoquimica- Laboratorio LabiPetro 5,76 3,37 7,85

O espago relacionado requer validagdo da area efetiva de ventilagdo total, visto que tal area nao corresponde ao somatorio das areas
efetivas de ventilagdo de portas e janelas.



